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(57) Abstract: The invention relates to a light source comprising a microstructured optical element (11) that receives and spectrally 
spreads the light from a primary light source (3). The inventive light source is characterised in that the spectrally spread light pene- 
trates ai least one other micros iriictiiied optical element (15, 19, 21). Said light source can be efficiently used in scanning microscopy 
and especially in STED microscopy. 



(57) Zusammenfassung: Eine Lichtquelle mit einem mikrostrukturierten optischen Element (11), das das Licht einer Primarlicht- 
quelle (3) empfangt und spektral verbreitert, ist dadurch gekennzeichnet, dass das spektral verbreiterte Licht zumindest ein weiteres 
^ mikrostrukturiertes optisches Element (15, 19, 21) durchlauft. Die Lichtquelle ist in der Rastermikroskopie und insbesondere in der 
STED-Mikroskopie eflRzient einsetzbar. 



WO 2005/024482 Al I II 111 I II II I II 111 I III 111 III 111 111 10 111 



RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Erklarungen gemafi Regel 4.17: 

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu 
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) fiir die 
folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, 
AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, 
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, 
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, 
MX, MZ, NA, Nl, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, 
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 



europdisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, 
ES, Fi, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG) 

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priori- 
tdt einer friiheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 
Ziffer Hi) fiir den folgenden Be stimmungs stoat US 

— Erfindererkldrung ( Regel 4.17 Ziffer iv) nur fur US 

Veroffentllcht: 

— mil internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen xvird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



